ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2020

22 Fase do Concurso Nacional de Acesso

Estabelecimento: 3102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestéao
Curso Superior: LO55 Jogos Digitais e Multimédia
Licenciatura
OPQI\O CANDIDATURA ETAPA COLOCA(;AO (contingente) DISTRITO/GAES DE CANDIDATURA
Opcgao Cands. % Cols. % Etapa Colocacéo Cands. %  Cols. % Nota Distrito Origem Cands. %  Cols. %
12 21 50 4 80 17 Geral 42 100 5 100 151,2 Leiria 18 43 1 20
22 6 14 1 20 Total 42 5 Lisboa 5 12 2 40
32 3 7 0O O Coimbra 5 12 0 O
42 6 14 0 O Porto 4 10 1 20
5a 2 5 0O O Setubal 3 7 0 O
62 4 10 0 O Santarém 2 5 0 O
Total 42 5 Braga 2 5 00
Viseu 1 2 1 20
SEXO DOS CANDIDATOS CURSO DO 122 ANO (15 mais frequentes) ~ Beia 12 0 0
Sexo Cands. % Cols. % Curso 12° ano Cands.% Cols. % Aveiro 12 0 0
Masc. 30 71 3 60 C60 Ciéncias e Tecnologias 16 38 2 40 ro@ 42 5
Femin. 12 29 2 40 C64 Artes Visuais 7 17 1 20
Total 42 5 C71 Design de Comunicagdo 3 7 12
P56 Técnico de Gestéo e Programagéo 3 7 0 0
- P14 Técnico de Multimédia 2 5 1 20
MEDIAS dos Colocados 950 Equivaléncias Estrangeiras (Decreto 2 5 0 0
Nota de candidatura 156,4 R25 Tfécnico de Informg’tica - Sistemas 2 5 0 0
Prova de ingresso 169,2 C62 Linguas e Humanidades 2 5 0 0
Média do 12° ano 1494 966 CL'JI’S.OS EFA, For~magées Modulares, 1 2 0 0
Média do 10%/11° ano 1494 P53 Técnico de Gestao de Equipamento 1 2 0 0
G42 Imagem Interativa (Portaria n.? 42/2 1 2 0 0
F64 Artes Visuais 1 2 0 0
C84 Recorrente - Artes Visuais 1 2 0 0
DISTRIBUI(}@ES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos 7
5 5 5 5
3 3
2 2 2
1
105 10 120 5 B0 B5 40 us 150 155 160
Colocados 3
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
105 10 0 »5 130 1B5 10 us 150 55 160
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